
日付 時間 分類 講演番号 登壇者 座長 会場

9:15~
9:55~10:00

I-01 水野　初

I-02 杉山　直幸

I-03 大山　要

O-01 唐川　幸聖

O-02 長井　悠佑

T-01 島津製作所

T-02 ダイセル

12:00~12:30 休憩

13:30~14:30 ポスター発表 P-01~54 奇数番号 展示室

14:30~15:00 技術講演 T-03 オルガノ 浜瀬　健司

I-04 久保　拓也

I-05 加地　範匡

I-06 小川　美香子

16:00~16:15 休憩
O-03 末吉　健志
O-04 佐伯　健太郎

O-05 池上　亨

O-06 金尾　英佑

O-07 中神　光喜

17:30~18:00 特別講演 S-01 金澤　秀子 大塚　浩二
18:00~18:30 特別講演 S-02 相山　律男 金澤　秀子

日付 時間 分類 講演番号 登壇者 座長 会場

9:15~
Y-01 渡邊　未峰

Y-02 中尾　瑞佳

Y-03 川末　慎葉

Y-04 山口　侑季乃

Y-05 小林　直央

Y-06 渋谷　斗磨

11:00~11:10 （時間調整）

Y-07 中井　郁那

Y-08 後藤　悠人

Y-09 和田　将英

Y-10 中村　彩乃
Y-11 A R Anggraeni

12:00~13:30 休憩
13:30~14:30 ポスター発表 P-01~54 偶数番号 展示室

6
月
9
日

6
月
10
日

10:00~11:00 学生口頭発表 中ホール

11:10~12:00 学生口頭発表 中ホール

植田　郁生
中ホール

江坂　幸宏

15:00~16:00 依頼講演 北川　文彦
中ホール

12:30~13:30 役員会
編集委員会

中ホール

第29回クロマトグラフィーシンポジウム（石垣）プログラム

開場・受付

11:00~11:30 一般講演 石井　千晴
中ホール

開会挨拶

10:00~11:00 依頼講演

11:30~12:00 技術講演 浜瀬　健司

16:15~17:30 一般講演

中神　光喜

金尾　英佑

開場・受付



日付 時間 分類 講演番号 登壇者 座長 会場
14:30~15:00 特別講演 S-03 山田　健一 浜瀬　健司

O-08 江坂　幸宏
O-09 岸川　直哉
O-10 長瀬　健一
O-11 山本　佐知雄

16:00~16:15 休憩
T-04 ヴェオリア・ジェネッツ

T-05 ダイセル
O-12 山口　晃巨
O-13 山本　栄一
I-07 井之上　浩一
I-08 新垣　雄光

17:55~18:10

技術講演

T-01
6月9日（木）　11:30-11:45　（中ホール） 株式会社島津製作所
バイオイナートUHPLCシステム”Nexera XS inert”と
ユニークなオートサンプラー洗浄機構の紹介
株式会社島津製作所　尾坂 裕輔

T-02
6月9日（木）　11:45-12:00　（中ホール） 株式会社ダイセル
特殊環状ペプチド分析における様々なクロマトグラフィーモードの直交性
株式会社ダイセルCPIカンパニー　永井 寛嗣

T-03
6月9日（木）　14:30-15:00　（中ホール） オルガノ株式会社
<SDGs> PFASから水を守る
－LC-MS/MS用超純水の注意点－
オルガノ株式会社　高橋あかね

T-04
6月10日（金）　16:15-16:30　（中ホール） ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
超純水装置採水口フィルターからの不純物溶出
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　エルガ・ラボウォーター　黒木 祥文

T-05
6月10日（金）　16:30-16:45　（中ホール） 株式会社ダイセル
クラウンエーテル型CSPにおける保持挙動の
イオンペアクロマトグラフィー性
株式会社ダイセルCPIカンパニー　柴田 徹

中ホール

中ホール

15:00~16:00 一般講演 角田　誠

6
月
10
日

依頼講演

授賞式・閉会挨拶

浜瀬　健司

齊戸　美弘17:15~17:55

古庄　仰

16:15~16:45 技術講演

16:45~17:15 一般講演


